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摘要(译)

一种用于反射型液晶显示装置的阵列基板，包括基板;基板上的第一有机
层，第一有机层具有多个不均匀形状的有机图案，多个有机图案具有至
少两个高度和至少两个半径，每个有机图案的高度与半径的比率具有一
系列价值;在第一有机层上的反射板上，反射板具有高反射率。
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